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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年7月12日(2012.7.12)

【公開番号】特開2006-156915(P2006-156915A)
【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2006-023
【出願番号】特願2004-362776(P2004-362776)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/268    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/268   　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/268   　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  21/268   　　　Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｐ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年5月18日(2012.5.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９７】
　ＬＴＰレーザービーム８１８がウェハの表面３１２に入射すると、電源１８０からヒー
ターモジュール１５０に供給される電力８５０をそれに比例して減少させる。一定のバッ
クグラウンド温度ＴＣの電気的な制御を維持するためには、絶縁体層１００を介した冷却
板２０への定常状態の熱損失は、放射及び対流による損失が差し引かれたＬＴＰレーザー
ビームからの最大供給エネルギーよりも大きくなければならない。
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